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GZP192 BUEBEAENERRC ERTEMES. Tz, YWENSIE,
HizE s 2—HFIA MEMS SR TRIEEERUEDEUES -, RERER
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PMAMEBEEASENERENERERLHES.
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1.1 =Ri5=

o EEE 0~10/0~50/0~100/0~200kPa
® MEMS A

o EEE

o IREELIEHEE

o EETIME

o SEHLEN

o HEHISHENBEREAE

1.2. B Pty

o IFIM{Y. FFIRAL. BIEAL. SIPEFETT TR
o RER. BER. S[SBEARFoHRSEMIUN
o HEHR. HREREFYIEAITI
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2.1 BSEE
LAE R A
REim =R
B 1. SIfENT=EE
= 1. BIHXRKER
FS iR =it
1 GND DTN
2 VOUT + ESHHTE
3 VDD ERRE N IEAR
4 VOUT- mitHta
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3.5 ARTEHR

ENERGR TMERIELA TR TG
WENE: =5

NEREE: (25£1) °C

INERE: (25+1) °C

i E: (50%+10%) RH

BB J&: (10+0.005) VDC

3.1 BS146EE

ES MR 2 Fs:

o =ME BABY(E =Z N =17}

fEEMHE 10 16 %

HEBEER (@10V {#8) 0.5 1 mA

NPT 12 32 kQ

iHBEHT 45 5.5 kQ
%2

3.2 BEYHE

IRERHEINER 3 AT

s =IME BABY(E RBAE =173

TIERE -20 +85 °C

tETFRE -30 +125 °C

BRRERY -20 +20 uv/°C

RPERERE -20 +20 uv/°C
=3
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3.3 K5
NFREINER 4 TR

£ =IME BARY(E RBAE =13

EfETHE 0~10/0~50/0~100/0~ 200 kPaG
FRE -1 0 1 mV
HEERH 38.5 40 41.5 mV

UE%:12 2X Rate

BHED 3X Rate

E|=57 e -0.5 +0.2 +0.5 %FS

ZiE: 0~ 10kPa #HEE®WEH 25mV alEH)
x4

4. 9MIZEENS (88fE: mm)

HMURTERRE R CRIEAZEIRGB/T1804-VHT).

24,71 3,83
23.58
. 8,27
% Q % 10,51, 10,51
(o =
%
s N/
@/CFSensor O o %
%‘. X q)\
{Db: H o v
2,54
7,52 ' 10,26
23,12
11,24
29,3
2
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GZP TR

192 (LY NS

010 ENERE 010: 10kPa; 050: 50kPa; 101: 100kPa; 201: 200kPa
G EyaESid] G: RIE

BO2 (P /ETR) BEL BO2: WR¥EIEAR

EBURR

o IHESHFTRABILULAMARIREERE.

° BHESHITRNERERERT.

® FEERIBHRTBEEZFIRSED.

6.8&ER
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k10
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8.1 1248

BRTFARARSER/MYNEIE, RIERERRBINEIIAENTIE, BN ERE
FeMIERAIR, SRR, BEMIERRIEAMMERENER. B35, BT~ RBEEIN, B
B EEAEERIEFIRARER,

1) FREZ

- IBEALEBEREE 260 ~ 300 °C (30 W) RYREEKSER £ 5 RLARSERE(RIL,

- HinF LRENGREHTIERNER N, BTRHTREREDTN, BiEER.

- SRR LG #,

2) DIP 188 (DIP umF8Y)

- TEREA 260 “CLATHY DIP (RGN 5 FLARSTHEEL,

- BRERSER/IER LR, ATURSAERER, EiEEE DIP IBZINER.

3) [EifiEE (SMD imFE)
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- BFEMEIERE, FIEESE L F SELRIE.

- RERRE NimFHHEAENRIEE B R _E AT E.

- BTRE, FAFRE, ENSAONCREASESKEBHENER, SUIBESSRIEEF
HT, TR,

4) IREEBAUEIE

- IB—IRMESERIELE

- SHEIEHHTIEIER, BERLEAANER RIS, BIEINREENE.

- RTEEISERLERRGRE, BEREAEBATMCEASEELL TRIREX.

5) ERF LIEERNDE, S35IK%R, mEERYE, RIS miss, S THER6E
H.

6) TEIERERE, MEMREITIEISIRN, BEEAEEIEEETEN.

7) HBATERSNRTFAIELE RtEBREFMERTRE, S5IKBEEFE. BIEFERE
BREEFFMER.

8) IBEE, ATHIEERNGSTUMIERER, HEISARE GRS CEMEZDR.

8.2 Gt ER

1) BFFRAFRE, AEEIEREEELREBARED.

2) (ERERRHTIERR, URREmAESRE, RIS RERER R TIE.

8.3 1=iEFNis

1) AFRAAREEE, RS2 sEREK ST ER.

2) BOEFERBENMERER. B, MEEERSEOH LRKDFEE, FrSEmERes
BIHAYE SR ETRIA.

3) ENERSINCHEREE CERMELYE, BHakERS. THRBTERESEINEDN,
BB R A CERAREIERERAIT F
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1) REIEERN, SIEMER, BEER.

2) iBERRAEEKEEINSMRNEIERTTIE.

3) BEBEREERNENENMUNTIELERESE, RILGMIEN, THEERIREN RS
BKSD . BRURENPEREY, SIEREIEIIRIR, EItiEERaE DA EPER.

4) ENSAOHNRSEESENERSESH. NENSAOBAHERNE, SIEREHBIRM
SANOEE, FIEEER DIARE. B, ERERAEEASSAO.

5) XTEREN, BEMEENASEERER. MeEIMEBR, SEmMRR.

6) ETAIREEBFEMIEMNBIA, ELERIHEERIA TSI

IBRRET LRYHEY, (Rl ARED, LUERERFEZENE.

WRIEFERNESN, BRI RHNEENEE, SAENEENERE. B, WagE, W5
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	1.产品描述
	1.1产品特点
	1.2.应用领域
	2.功能描述
	2.1电气连接
	以恒压供电为例：
	图1. 引脚定义示意图
	表1
	3.技术指标
	3.3力学特性
	4.外形结构（单位：mm）
	5.选型指南
	GZP
	芯感智
	192
	产品大类
	010
	压力量程      010：10kPa；050：50kPa；101：100kPa；201：200kP
	G
	压力类型      G：表压  
	B02(附属项)
	包装方式      B02：吸塑托盘
	6.包装信息
	7.订购说明：
	8.使用注意事项
	由于本产品为热容量较小的小型构造，因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则可能会因热变形而造成破损，
	1） 手焊接 
	· 请使用头部温度在 260 ～ 300 ℃（30 W）的电烙铁 在 5 秒以内实施作业。 
	· 在端子上施加负载进行焊接的情况下，由于输出可能会发生变化，因此请注意。 
	· 请保持电烙铁头洁净。 
	2） DIP 焊接（DIP 端子型） 
	· 在温度为 260 ℃以下的 DIP 焊锡槽内在 5 秒以内实施作业。 
	· 安装在热容量较小的基板上时，由于可能会发生热变形，因此请注意 DIP 焊接的温度。 
	3） 回流焊接（SMD 端子型） 
	推荐的回流炉温度设置条件如下所示
	· 由于无法做到自校准，因此请慎重地对准端子与走线的位置。 
	· 设置的温度为端子附近的印刷电路板上所测得的值。 
	· 由于装置，条件等原因，压力导入口的先端因为高温会发生溶解和变形，务必请在实际的贴装条件下，进行确
	4） 焊接部的修正 
	· 请一次性完成修正。 
	· 对搭焊进行修正时，请使用头部形状较平滑的电烙铁，请勿追加涂敷助焊剂。 
	· 关于电烙铁头部的温度，请使用在规格书所记载的温度以下的电烙铁。 
	5）在端子上施加过度的力后，会引发变形，损害焊接性，因此请避免使产品掉落，或进行繁杂的使用。
	6） 安装传感器后，对基板进行切割弯折时，请注意不要使焊接部产生应力。 
	7） 由于传感器的端子为外露构造，因此金属片等触摸端子后，会引发输出异常。请注意不要用金属片或者手等
	8） 焊接后，为了防止基板的绝缘恶化而实施涂层时，请注意不要使传感器上面附着药剂。 
	1） 由于产品为开放型，因此请注意不要使清洗液侵入内部。 
	2） 使用超声波进行清洗时，可能会使产品发生故障，因此请避免使用超声波进行清洗。 
	1） 本产品为非防滴构造，因此请勿在可能溅到水等的场所中使用。 
	2） 请勿在产生凝露的环境中使用。另外，附着在传感器芯片上的水分冻结后，可能会造成传感器输出的变动或
	3） 压力传感器的芯片在构造上接触到光后，输出会发生变动。尤其是通过透明套等施加压力时，请避免使光接
	4） 正常包装的压力传感器可通过普通输送工具运输。请注意： 产品在运输过程中防止潮湿、冲击、晒伤和压
	1） 安装方法错误时，会造成事故，因此请注意。 
	2） 请避免采用超声波等施加高频振动的使用方法。 
	3） 能够直接使用的压力媒介仅为干燥无腐蚀性气体，除此以外的媒介，尤其是在腐蚀性介质和含有水分、异物
	4） 压力导入口的内部配置有压力传感器芯片。从压力导入口插入针等异物后，会造成芯片破损和导入口堵塞，
	5） 关于使用压力，请在额定压力的范围内使用。在范围外使用时，会造成破损。 
	6） 由于可能因静电而造成破坏，因此使用时请注意以下事项。 
	请将桌子上的带电物，作业人员接地，以使周围的静电安全放电。
	根据所使用的压力，请充分注意产品的固定和套管，导入管的固定及选择。另外，如有疑问，敬请垂询。

	安全注意事项

